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高气压预电离短脉冲XeCl准分子激光产生研究  
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摘要  研究了在高气压、大体积、泵浦功率1.395 9 MW·cm-3抽运下，产生的XeCl*准分子激光光谱，波段

307.7～308.5 nm，结果显示有两个谱线峰值307.98和308.19 nm，谱线最强的跃迁是B—X跃迁，脉冲宽度

11.13 ns。在气体配比HCl∶Xe∶He=0.1%∶1%∶98.9%下，采用预电离初始电子，产生稳定辉光放电过程，

获得了0.5～5 Hz，单脉冲能量450 mJ，束散角3 mrad, 短脉冲的准分子激光。  
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